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如何发展我国的集成电路工业
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《科技导报》4 7 7 8 年第 45 期刊登 了聂华桐先生的
《对于发展高新技术的一点认识》一文 3以下简称聂文 6

,

读后感触颇多
。

作为《科技导报》的一名忠实读者
,

也作

为我国 −∋ 工业的一员
,

愿在此谈谈自己对发展我国 −∋

3集成电路 6工业的一点看法
,

期望能够抛砖 引玉
,

引起
我国 −∋ 工业界

、

科技界人士对如何加快发展我国 −∋ 工

业的讨论
。

各国对 %∋ 市场的争夺将愈来愈激烈
。

表 9 4 , 7 : 年以前世界半导体市场情况 3亿美元 6

一
、

没有 −∋ 工业的现代化
,

就不可能

有中国的现代化
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毫无疑问
,

%∋ 工业具有聂文中所述的高新技术产业
的几个特征

>

投资强度大
、

竞争激烈
、

技术更新周期短
、

市场需求变化莫测
。

尤其值得一提的是
,

−∋ 的代表产品

动态随机存储器 3? ≅ Α Β 6正在以每三年更新一代的速度

发展
,

每一代新的 ? ≅ Α Β 都包含有相当于上 一代 ? ≅ ΑΒ

将近 8 倍的信息 3主要通过缩小特征尺寸 ;5 Χ
,

增大芯

片面积 :5 Χ
,

采用更有效的设计等手段实现6
,

发展速度

实在惊人
。

实际上
,

−∋ 工业 已经成为
Δ

当前衡量一个国家
综合国力的重要标志

,

成为国 际竞争 的焦点
,

成为国 家

的战略发展工业
。

各国在 −∋ 工业上的竟争由来已久
,

但主要表现为美

国与 日本之间的竞争
,

表 1 是近年来美 日两国 −∋ 市场在

世界 %∋ 市场中所占的份额
。

4 7 7 ; 年 45 月世界半导体市

场统计协会 3Ε Φ 丁Φ6 预测的 4 7 7 : 年 以前世界半导体市

场情况见表 9
。

表 4 美日两国 %∋ 市场在世界 %∋ 市场中所占的份额3Χ 6

我国如何面对竞争愈来愈激烈的 %∋ 工业 Γ 确实
,

如

聂文中所说的
,

我国现阶段要发展高新技术产业尚需克

服许多困难
,

又由于高新技术 的高度风险性
,

我国宜于

采取中长期发展的策略
。

但是
,

有一点我们都很清楚
,

无

论从国民经济的长久发展
,

还是从增强国防自卫能力来

考虑
,

我国都需要一个健康运行的 −∋ 工业
。

可 以说
,

%∋

工业是国之大事
,

不可不察
。

一句话
,

没有 −∋ 工业的现代

化
,

就不可能有中国的现代化
。

二
、

谁来投资 −∋ 工业 Γ

既然 %∋ 工业如此重要
,

其投资强度又非常昂贵
,

那

么谁来投资 %∋ 工业 Γ 能不能依靠 %∋ 企业的 自身发展来

自我投资呢 Γ

以美国 为例
,

由于美国政府近年来用于光刻的投资

有所下降 34 7 78 年用于光刻的费用仅为 4 555 万美元
,

而 4 7 7 ; 年为 < 55 5 万美元 6
,

特别是在 4 7 7 ; 年底美国用

于生产 Η 线步进投影光刻机 30 !# Ι Ι # 1 6的 日+ ϑ Ι 0( 01# 公

司和生产光学步进投影光刻机的 Κ ∋ Α 公司倒闭后
,

引

起了美国 −∋ 工业界的强烈反响
。

在最近一次的 Φ&− Λ 会

议上
,

当专家们谈论到
“

美国政府是否需要大量投资以

挽救美国的光刻工业
”

时
,

政府的官员们认为
> “

不必
,

但

是⋯ ⋯
” ,

而工业界人士则众 口一词
> “

当然
,

但是
·

⋯ΔΔ
” 。

其实
,

%∋ 工业的发展需要不断更新设备
,

而 −∋ 设备集精

密机械
、

光学
、

自动化等各种高新技术于一体
,

其研制费

用相当惊人
,

非任何一家 −∋ 企业所能独资承受
。

这就需

要各 %∋ 企业之间
,

−∋ 企业与政府之间
,

政府各部门之间

以各种形式联合投资
,

如美国的 Φ # ϑ �! #
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由此我们可见
,

未来几年中
,

89 市场销售额将继续

保持上升势头
,

美 日将继续处于世界前列
,

亚太 : 如韩

国
、

新加坡
、

中国 台湾 ; 和欧洲的 89 市场将进一步发展
,
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技术联合体 6
,

西欧的 ΝΛ Φ0% 3欧洲亚微米硅技术联合 中

心 6
,

日本的
“

官民协作共同开发
” ,

韩国 的国家新技术开

发计划
,

都是这些投资方式的体现
。

我国的 −∋ 工业又将由谁来投资呢 Γ 显然
,

目前完全

由 −∋ 企业通过 自我发展来 自我投资是不现实的
,

作为社

会主义国家中央政府的我国政府应该能够在发展我国

的 −∋ 工业方面发挥更大的作用
。

对我国 的 −∋ 企业实行

一定的
“

倾斜政策
” ,

如税收优惠政策
、

土地优惠政策
、

加

大投资力度政策等
,

都是必要的
,

也是可 以做到的
。

同

时
,

%∋ 企业必须走国际并轨与 自力更生相结合的道路
,

尽快提高企业的效益
。

四
、

应该对带有基础性的
、

全局
性的 旧 研究予以足够的重视

三
、

−∋ 工业的发展是一个系统工程
,

需要大批优秀人才

我国的 −∋ 工业如何发展 Γ聂文中对发展中国的高新

技术提 出了 自己见解
,

其观点应引起我们的思考
。

我国

−∋ 工业中不少有识之士也对如何发展我国 −∋ 工业提出

了精辟的见解
。

笔者在此想强调两点
>

4
Δ

−∋ 的发展是一个系统工程

正如聂文中所说的
,

发展产业
,

技术固然是一个 因

素
,

但重要的是包括技术在内的几个重要因素的综合优

势
。

发展 中国 的 %∋ 工业也是同样道理
,

离开一个有层次

的
、

专业化的
、

协作配套的
、

完善的支撑体系来谈论发展

−∋ 工业是不可想象的
。

试想
·

没有高质量的材料
,

%∋ 用什

么来做呢
Ο 没有高水平的精密机械技术

,

没有高水平的

自动化控制技术
,

高水平的 %∋ 设备的研制从何谈起呢
Ο

而高水平的 −∋ 设备正是我们所迫切需要的
。 “

一代设备
,

一代工艺
,

一代产品
” ,

然后才能出效益
。

没有高级的管

理人才
,

%∋ 企业又由谁来管理呢 Γ

9
Δ

−∋ 竞争的必然结果是人才的竞争
。

任何一门高新技术竞争的结果奋归根到底是人才的

竞争
,

这一点已为人们所共识
。

对于某些学科研究人才

的培养
,

或许只需要培养少数人员就可以满足该学科发

展的需要
。

而对 %∋ 人才的培养则不然
,

它有其本身的特

点
。

%∋ 生产是规模生产
,

因此必须吸引大批优秀的中青

年人才到规模生产的岗位上来
,

这样才能结束我国多年

来少数尖端 −∋ 产品只有样品而无批量生产的局面
。

实际

上
,

由于我国 目前 %∋ 企业里的技术研究人员待遇相对比

较低
,

而且由于 %∋ 研究主要属于工程性质
,

很多东西都

是不见诸文字的
,

所以从事 %∋ 研究的青年研究人员不可

能发表大量的科技论文 3这一点与从事科学研究的人员

不同 6
。

这往往使从事 %∋ 研究的青年科技人员觉得 自己

整天干活很累
,

但是在经济收人方面不如
“

三资企业
”

的

人员
,

在学术研究方面不如从事科学研究的人员 3在以

发表多少论文来衡量一个科技人员的科研水平的今天
,

往往容易使从事工程研究 的科技人员造成这样 的误

解 6
。

因此
,

目前的 %∋ 企业实际上很难吸引大量的优秀青

年加入到 %∋ 研究的行列中来
。

聂文中认为
,

中国应把对
“

创新
”

和
“

跟踪
”

的投入改

投到高等科学
、

工程教育和高等管理教育上
。

笔者在此

想对
“

高新技术跟踪
”

这个问题谈谈 自己的看法
。

第一
,

尽管 目前我国在高等科学
、

工程教育和高等

管理教育上的投人偏低
,

但可 以通过别的途径予 以解

决
。

第二
,

确实
,

技术上 的
“

创新
”

一来难求
,

二来难于转

化为经济效益
,

技术跟踪也难于迅速转化为生产
。

但是

技术上的
“

创新
”

和
“

跟踪
”

对于一个国家国 民经济的长

远发展来说是至关重要的
。

以同步辐射 Η 射线光刻技术

研究为例
,

同步辐射 Η 射线光刻技术作为一种
“

创新
”
已

经发展了 95 多年
,

虽然 目前还不能应用于 −∋ 工业
,

但是

由于其在未来光刻技术 中的诱人前景
,

美国政府在其
“

微电子 9 5 5 5 年
”

规划中将同步辐射 Π 射线光刻技术列

为关键重点开发技术
。

美国的 −∋ 企业从企业本身的长远

发展出发
,

也对同步辐射 Η 射线光刻技术投人 了大量资

金 3如最近 旧Β
、

Α 下Θ 下
、

摩托罗拉宣布联合对该技术进行

研究 6
。

日本政府和 日本 −∋ 企业也对该技术研究投人了

大量资金
,

如 日本的光子工厂
,

日本电报电话公司3Ρ 下Σ6

资助建立的 Ρ 下丁
一
4

、

Φ Τ Ι Λ ≅
一

Α Τ Φ 等 同步辐射 Η 线光刻

站
,

电总研的 Ρ −Ν−
一

9
、

Ρ− Ν −
一
; 等 同步辐射光刻站

,

住友电

机的 Α Τ ≅ ? ≅ Α
,

还有 日本 4; 家 %∋ 企业联合投资的同步

辐射 Η 线光刻站 3Φ ? ≅ 下Λ ∋ 6等均对该技术进行了深人的

研究
。

第三
,

;5 多年来
,

我们在 −∋ 技术研究和 −∋ 工业生

产方面一直处于落后 的局面
,

一个重要的原因就是我们

对于一 些带有基础性的
、

全局性的 −∋ 研究没有予以足够

的重视
。

对一些带有基础性的
、

全局性的 %∋ 技术 3如电子

束光刻工艺技术
、

同步辐射 Η 射线光刻工艺技术
、

反应

离子刻蚀工艺技术等 6进行研究与跟踪
,

特别是如果能

在这些关键的基础 −∋ 技术上取得突破
,

将有助于我们在

未来的 %∋ 工业竞争中取得一些主动权
。

对于打破国外某

些国家在某些关键 %∋ 技术上对我们的封锁也是有益的
,

而且也将能吸引海外优秀的从事 −∋ 研究的 留学生回国

从事我国 的 %∋ 研究
。

因此
,

笔者认为
,

对于一些关键性的 %∋ 技术实行研

究与跟踪是必要的
。

聂文 中对如何发展 中国 的高新技术提出 了 自己 的

精辟见解
,

应引起我们的重视
。

我国作为一个拥有十二

亿人 口 的大国
,

应该而且也能够对世界 −∋ 技术的发展作

出 自己的贡献
。

如何加快发展我国的 −∋ 工业
,

应该引起

%∋ 工业发展政策制订者和广大 −∋ 工业界人士的思考
。
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